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摘要(译)

本发明公开一种制造电致发光显示元件中像素区的方法，以提高形成于
像素区中材料层表面平坦度，包括：形成至少一缓冲层于衬底上；形成
蚀刻停止层于缓冲层上；形成至少一中间层于蚀刻停止层上；蚀刻中间
层以露出蚀刻停止层，蚀刻停止层与中间层实质上具有蚀刻选择性；以
及蚀刻蚀刻停止层以露出缓冲层，缓冲层与蚀刻停止层实质上具有蚀刻
选择性，以提高暴露的缓冲层的表面平坦度。
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